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Toluce, México, a 13 de marzo de 2024

CIUDADANO CARLOS OSWALDO ROMERO HERNANDEZ

Avenida Independencia s/n, Barrio Santiage, Tezoyuca, &P, 56000,
Estade de México. Correo Electrénico: administracion@rormvel.corm.mx

PRESENTE

En atencién al Formato FF-SEMARNAT-038, (Autorizacion para el manejo de residuos peligrosos modalidad A:
Centros de acopio) y anexos recibidos en esta Oficina de Representacién el 04 de marzo del presente afio,
mediante el cual el C. CARLOS OSWALDO ROMERO HERNANDEZ, solicita la Autorizacion para el Acopio. de
Residuos Peligrosos, al respecto le comunico lo siguiente.

RESULTANDO

1. Que mediante Formato FF-SEMARNAT-038, {Autcrizacion para el manejo de residuos peligrosos modalidad
A Centros de acopio} v anexos recibidos en esta Oficing de Representacidn el 04 de marzo de 2024, el C.
CARLOS OSWALDO ROMERO HERNAN DEZ, solicita la Autorizacion para el Acopio de Residuos Peligrosos,
cuyo tramite quedd registrado con la bitdcora: No. 15/H2-0012/03/24; v

CONSIDERANDO

l. Con fundamento en lo dispuesto en los Articulos 8° de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 2° fraccién |, 26 y 32 BIS y quinto transitorio de la Ley Orgénica de la Administracién Piblica
Federal, 1° Fracciones |, i, VI, Vil v X, 4°, 5° Fracciones Iy V1,150, 151,151 BIS, 152 BiS y 171 de la Ley General
del Equilibrio Ecolégico v la Proteccion al Ambiente; 7 fracciones Xl, 50 fraccién 11, 80 fracciones X y X, 81,
séptimo y décimo segundo transitorios de Iz Ley General para la Prevencién y Gestién integral de los
Residuos; 3°, 8°,13, 14, 35, 44, 57 Fraccidn | ¥ 59 de |z Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Articulos
48, 49 fraccidn |, 50, 55 fraccién |, 58 fraccién II, 68, 82, y 84, del Reglamento de Ia Ley General para la
Prevencién v Gestidn Integral de los Residuos; 1°, 3 Letra A, Fraccién VI, inciso a, 33, 34 y 35 Fraccion X inciso
f del Reglemento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta Oficina de
Representacién de SEMARNAT es competente, para conocer y resolver la peticién realizada por el C.
referida,

I.Que para obtener la Autorizacidn antes indicada, el C. CARLOS OSWALDO ROMERO HERNANDEZ, presento
la siguiente documentacién:

*Pago de derechos por un monto de $5,654.00 {CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRC PESOS
00100 M.N).

sFormato FF-SEMARNAT-038, Autorizacién para el manejo de residuos peligrosos modalidad A: Centros de
acopio, requisitado.

Por o que en uso de sus facultades v atribuciones esta Oficina de Representacién:
RESUELVE

PRIMERO.- Dar por atendida la solicitud de Autorizacién para el Acopio de Residuos Peligrosos, ingresada en
esta Oficina de Representacion el 04 de marzo de 2024, por el C. CARLOS OSWALDO ROMERO HERNANDEZ.

SEGUNDO.- Otorgar con el No. 15-11-163-24, la Autorizacion para el Acopio de Residuos Peligros.ps, ael C
CARLOS OSWALDO ROMERO HERNANDEZ con fundamento en el ordenamiento citado en el Considerando |
¥ Il del presente Oficio Resolutivo. .
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TERCERQ.- Esta Autorizacidn para el Acopio de Residuos Peligrosos, se regira por los siguientes:
TERMINOS

i. Esta Autorizacidn se otorga considerando que la respensabilidad del manejo y disposicion final de los
residuos peligrosos corresponde a guien los genera; en el caso de empresas autorizadas por la Secretarfa
para la prestacion de servicios de manejo y disposicidn final, éstas serdn responsables por las operaciones
que realicen con los residuos peligroscs, en términos de lo que establece el articulo 42 de la Ley General
para la Prevencidén y Gestidon Integral de los Residuos, su Reglamento, las Normas Oficizles Mexicanas v
demads disposiciones juridicas aplicables en la materia.

Il.Las violaciones a los preceptos establecidos en la Ley Ceneral para la Prevencnon y Cestién integral de los
Residuos y las disposiciones que de ella ermanen, asi como el incumplimiento de los términos y
condicionantes establecidos en esta Autorizacidén serdn sancionadas administrativamente por la Secretarfa,
de conformidad con dicha Ley vy la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccidn al Ambiente; fo
anterior, sin perjuicio de |las sanciones penales, civiles o0 administrativas establecidas en otras disposiciones
juridicas aplicables.

Iil. La Procuraduria Federal de Proteccidn al Ambiente seré la encargada de venﬁcar el cumplimiento de
las condicionantes establecidas en la presente Autorizacion.

iv. Esta Autorizacidn se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, permisos y/o licencias que deban
observarse por parte de otras autoridades federales, estatales y municipales competentes.

V.Las personas responsables de actividades relacionadas con la generacién y manegjo de materiales y
residuos peligrosos que hayan ocasionado la contaminacidn de sitios con éstos, estdn obligadas a llevar a
cabo las acciones de remediacién gue resulten necesarias conforme a to dispuesto en la Ley General para la
Prevencion y Gestién Integral de fos Residuocs, su Reglamento y demés disposiciones aplicables.

CUARTO - La presente Autorizacion queda sujeté al curmnplimiento de las siguientes:
CONDICIONANTES

Condicionante 01-- Lz presente Autorizacién se otorga con una vigencia de diez afios a partir de [a fecha de
sU emisién, y podrd ser prorrogada a solicitud expresa dél interesado, en el dlitimo afo de vigencia de |a
auterizacidn y hasta cuarenta y cinco dias habiles previos al vencimiénto de la vigencia mencionada, junto
con la resolucién administrativa emitida por la Oficina de Representacién de Proteccidn Ambiental de |2
Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente en el Estado de México, en la que acredite el cabal
curmnplimiento de los términos v condicionantes de la presente, asi como a los requisitos establecidos en el
Tramite correspondiente, vy el curnplimiento de las disposiciones legales vigentes v aplicables al mismo, 2
efecto de que se determine lo procedente.

Condicionante 02- La presente Autorizacidn es personal; en caso de pretender transferirlz, el C. CARLOS
OSWALDO ROMERC HERNANDEZ, debera solicitarle por escrito de conformidad con el articulo 64 del
Reglamento de fa Ley Generz| para la Prevencion y Gestién Integral de los Residuos, y a los requisitos
establecidos en el Tramite correspondiente, asi como el cumplimiento de las disposiciones legales V|gentes
v aplicables al mismo, a efecto de gue se determine lo procedente.

Condicionante 03.- £/ C. CARLOS OSWALDO ROMERC HERNANDEZ, en caso de solicitar una actualizacion a
sU autorizacion, deberd informar y presentar copia simple a esta Dependencia, st cuenta con algin
procedimiento administrativo, instaurado por la Oficina de Representacidn de Proteccién Ambiental de la
Procuradurfa Federal de Proteccidon al Ambiente en el Estado de México.

Condicionante 04.- El C. CARLOS OSWALDO ROMERO HERNANDEZ, previo al ingreso al Centro de Acopio de
Residuos Peligrosos, verificara gue tales residuos se encuentren debidamente identificados, clasificados,
etiquetadoes, marcados y envasados.
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Condicionante 05.- El C. CARLOS OSWALDQ ROMERO HERNANDEZ, debe ilevar una bitdcora de residuos

peligrosos almacenados, la cual debera estar disponible para su consulta por fa autoridad competente.

Condicionante 06.- La presente Autorizacién se otorga para la prestacién de serviclos a terceros de un Centro
de Acopio de Residuos peligrosos relacionados con: CUBAS ELECTROLITICAS GASTADAS DE LA REDUCCION
PRIMARIA DE ALUMINIO; LICOR GASTADO GENERADO POR LAS OPERACIONES DE ACABADO DEL ACERO EN
INSTALACIONES PERTENECGIENTES A LA INDUSTRIA DEL HIFRRC Y DEL ACERO; LODOS Y POLVOS DEL EQUIPO DE
CONTROL DE EMISICNES DE FUNDICION Y AFINADO EN LA PRODUCCION SECUNDARIA DE PLOMO; SOLUCION
GASTADA PROVENIENTE DE LA LIXIVIACION ACIDA DE LOS LODOS/POLVOS DEL EQUIPO DE CONTRCOL DE EMISIONES
EN LA FUNDICION SECUNDARIA DE PLOMGC; RESIDUOS QUE NO SE REINTEGREN AL PROCESO DE LA PRODUCCION
DE COQUE Y QUE NO PUEDAN SER REUTILIZADOS; CARBON AGOTADO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
QUE CONTIENEN EXPLOSIVOS;, LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA FABRICACION,
FORMULACION ¥ CARCA DE LOS COMPUESTOS INICIADORES BASE BPLOMO; RESIDUCS DE AGUA ROSA-RCIA 'Y DE
ACIDOS GASTADOS DE LA MANUFACTURA DE TNT; CATALIZADORES GASTADOS DEL PROCESO DE "HiDROCRACKING"

CATALITICO DE RESIDUALES EN LA REFINACION DE PETROLED; LODOS DE LA SEPARACION PRIMARIA DE -

ACEITE/AGUA/SOLIDOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO-CUALQUIER LODO GENERADC POR SEPARACION
GRAVITACIONAL DE ACEITE/AGUA/SOLIDOS DURANTE EL ALMACENAMIENTC O TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE PROCESO Y AGUAS RESIDUALES ACEITOSAS DE ENFRIAMIENTO, DE REFINERIAS DE PETROLEO.
TALES LODCS INCLUYEN, PERC NO SE LIMITAN, A AQUELLOS GENERADOS EN SEPARADORES DE
ACEITE/AGUA/SOLIDOS; TANQUES Y LAGUNAS DE CAPTACiON; ZANJAS Y OTROS DISPCSITIVOS DE TRANSPORTE DE
AGUA PLUVIAL, LODCS GENERADOS DE AGUAS DE ENFRIAMIENTO SIN CONTACTO, DE UN $OLO PASO, SEGRECADAS
PARA TRATAMIENTO DE OTROS PROCESQOS O AGUAS DE ENFRIAMIENTO ACEITOSAS Y LODOS GENERADCS EN
UNIDADES DE TRATAMIENTOS BIOLOGICOS; LODOS DE SEPARACION SECUNDARIA (EMULSIFICADOS} DE
ACEITE/AGUA/SOLIDOS. CUALQUIER LODO V/O NATA GENERADO EN LA SEPARACION FISICA Y/O QUIMICA DE
ACEITE/AGUA/SOLIDOS DE AGUAS RESIDUALES DE PROCESO Y AGUAS RESIDUALES ACEITOSAS DE ENFRIAMIENTO
DE LAS REFINERIAS DE PETROLEQ. TALES RESIDUOCS INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN A, TODOS LOS LODOS Y LAS
NATAS GENERADAS EN: UNIDADES DE FLOTACION DE AIRE INDUCIDA, TANQUES Y LAGUNAS DE CAPTACION Y
TODOS LOS LODOS GENERADOS EN UNIDADES DAF (FLOTACION CON AIRE DISUELTO). (ODOS CENERADOS DE
AGCUAS DE ENFRIAMIENTO SIN CONTACTC, DE UN SOLO PASO, SEGREGADAS PARA TRATAMIENTO DE OTROS
PROCESQOS O AGUAS DE ENFRIAMIENTO ACEITOSAS, LODOS Y NATAS GENERADOS EN UNIDADES DE TRATAMIENTCS
BIOLOGICCS; LCDOS DEL SEPARADOR API Y CARCAMOS EN LA REFINACION DE PETROLEOD Y ALMACENAMIENTO DE
PRCDUCTOS DERIVADOS; LODOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBURCS; LODOS DE LA LIMPIEZA
DE LOS HACES DE TUBQS DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR, LADO HIDROCAREURO; NATAS DEL SISTEMA DE
FLOTACION CON AIRE DISUELTO (FAD) EN LA REFINACION DE PETROLEC Y ALMACENAMIENTC DE PRODUCTOS
DERIVADOS; SOLIDOS DE EMULSION DE ACEITES DE BAJA CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE REFINACION DE PETROLEG;
FONDOS DE LA ETAPA DE DESTILACION EN LA PRODUCCION DE ACETALDEHIDC VIA OXIDACION DE ETILENO;
CORTES LATERALES DE LA ETAPA DE DESTILACION EN LA PRODUCCION DE ACETALDEHIDO VIA OXIDACION DE
ETILENG; RESIDUCS DE PROCESCS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A RESIDUOS DE DESTILACION, FONDGS
PESADCS, BREAS Y RESIDUOS DE LA LIMPIEZA DE REACTORES DE LA PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
ALIFATICOS CLORADOS POR PRCCESOS DE CATALIZACION DE RADICALES LIBRES QUE TIENEN CADENAS DE HASTA S
{CINCO) CARBCONES CON DIVERSAS CANTIDADES Y POSICIONES DE SUSTITUCION DE CLORO; RESIDUOS DE
PIGMENTOS BASE CROMO Y BASE PLOMO; LODOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
PRODUCCICN DE CARBAMATOS, HERBICIDAS CLORADOS; PLAGUICIDAS ORGANC-HALOGENADOS; ORGANO-
ARSENICALES; ORCANO-METALICOS Y ORGANO-FOSFORADOS; RESIDUOS DE LA PRODUCCION DE CARBAMATOS,
HERBICIDAS CLORADOS,; PLAGUICIDAS ORGANO-HALOCENADOS; ORCANC-ARSENICALES; ORGANO-METALICOS Y
ORGANO-FOSFORADOS; LODOS SEDIMENTADOS Y SOLUCIONES CASTADAS GEMERADCS EN LOS PROCESOS DE
PRESERVACION DE LA MADERA; CARBON ACTIVADO GASTADO EN LA PRODUCCION DE FARMACEUTICOS
VETERINARICS DE COMPUESTOS CON ARSENICO ¥ ORGANC-ARSENICALES; RESIDUOS DE BREAS DE LA
DESTILACICGN DE COMPUESTOS A BASE DE ANILINA EN LA PRODUCCION DE PRODUCTOS VETERINARIOS DE
COMPUESTOS DE ARSENICO Y ORGANO-ARSENICALES; FILTROS DE LAS CASAS DE BOLSAS EN LA PRODUCCION DE
OXIDC DE ANTIMONIO, INCLUYENDO LOS FILTROS EN LA PRODUCCION DE PRODUCTOS INTERMEDIOS (ANTIMONIO
METALICC Y OXIDO DE ANTIMONIC CRUDO); ESCORIAS DE LA PRODUCCION DE OXIDO DE ANTIMONIO, INCLUYENDC
AQUELLAS DE LOS PRODUCTOS INTERMEDIOS (ANTIMONIO METALICO ¥ CXiDC DE ANTIMONIO CRUDO}, LODOS DE
LA PURIFICACION DE SALMUERA, DONDE LA SALMUERA PURIFICADA SEPARADA NO SE UTILIZA, EN LA PRODUCCION
DE CLORO (PROCESO DE CELDAS DE MERCURIO)N LODCOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
PRODUCCION DE CLORO {PROCESO DE CELDAS DE MERCURIO); RESIDUOS DE HIDROCARBURCS CLORADOS DE LA
ETAPA DE PURIFICACION EN LA PRODUCCION DE CLORO (PRCCESC DE CELDAS DE DIAFRAGMA USANDO ANODOS
DE GRAFITO); LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PRODUCCION DE PIGMENTOS NARANJIA'Y
AMARILLO DE CRCOMO; LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PRODUCCION DE PIGMENTOS
VERDES DE CROMO; LODOS DEL TRATAMIENTG DE AGUAS RESIDUALES DE LA PRODUCCION DE PIGMENTOS
VERDES DE OXIDO DE CROMO (ANHIDROS E HIDRATADOS), RESIDUCS DEL HORNO DE LA PRODUCCION DE
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PIGMENTOS VERDES DE OXIDO DE CROMO; LODCS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PRODUCCION
DE PIGMENTOS AZULES DE HIERRO; LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PRODUCCION DE
PICMENTOS NARANIA DE MOLIBDATO; LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PRODUCCION DE
PIGMENTOS AMARILLOS DE ZINC; RESIDUOS DE LA MANUFACTURA Y DEL ALMACENAMIENTO EN PLANTA DE
CLORURC FERRICO DERIVADO DE ACIDOS FORMADOS DURANTE LA PRODUCCION DE BIOXIDO DE TITANIO
MEDIANTE EL PROCESC CLORURO-ILMENITA; LODOS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN LA
PRODUCCION DE ACRILONITRILO; FONDOS DE LA COLUMNA DE ACETONTRILO EN LA PRODUCCION DE
ACRILONITRILO; FONDOS DE LA COLUMNA DE PURIFICACION DE ACETONITRILO EN LA PRODUCCION DE
ACRILONITRILO; DOMOS LIGEROS DE LA DESTILACION INICIAL EN LA PRODUCCION DE ANHIDRIDO FTALICO A
PARTIR DE NAFTALENG; FONDGS DE LA DESTILACION FINAL EN LA PRODUCCION DE ANHIDRIDO FTALICO A PARTIR
DE NAFTALENQ; DCMOCS LIGERCS DE LA DESTILACION INICIAL EN LA PRODUCCION DE ANHIDRIDO FTALICC A
PARTIR DE ORTO-XILENQ; FONDOS DE LA DESTILACION FINAL EN LA PRODUCCION DE ANHIDRIDO FTALICO A
PARTIR DE ORTO-XILENC; FONDOS DE LA DESTILACION EN LA PRODUCCION DE ANILINA: RESIDUOS DEL PROCESO
DE EXTRACCION DE ANILINA; RESIDUOS PRCOVENIENTES DEL LAVADO DE GASES, DE CONDENSACION, DE
DEPURACION Y SEPARACION EN LA PRODUCCION DE CARBAMATOS Y CARBOMIL OXIMAS; MATERIALES ORGANICOS
DEL TRATAMIENTO DE RESIDUCS DE TIOCARBAMATO EN LA PRODUCCION DE CARBAMATOS Y CARBOMIL OXIMAS;
POLVOS DE CASAS DE BOLSAS Y SOLIDOS DE FILTRADC/SEPARACION DE LA PRODUCCION DE CARBAMATOS Y
CARBOMIL OXIMAS: RESIDUOS ORGANICOS (INCLUYENDC FONDCS PESADOS, ESTANCADOS, FONDOS LIGEROS,
SOLVENTES GASTADOS, RESIDUOS DE LA FILTRACION Y LA DECANTACION) DE LA PRODUCCION DE CAREAMATOS Y
CARBOMIL OXIMAS; SOLIDOS DE PURIFICACION ({INCLUYENDO SOLIDOS DE FI LTRACION, EVAPORACION Y
CENTRIFUGACION] POLVOS DE CASAS DE BOLSAS Y DE BARRIDC DE PISOS EN LA PRODUCCICN DE ACIDOS DE
TIOCARBAMATOS Y SUS SALES EN LA PRODUCCION DE CARBAMATCS Y CARBOMIL OXIMAS; FONDCS DE LA
COLUMNA DE DESTILACICN O FRACCIONAMIENTO EN LA PRODUCCION DE CLOROBENCENOS; CORRIENTES
SEPARADAS DEL AGUA DEL REACTOR DE LAVADO DE CLORCBENCENOS; FONDOS DE LA ETAPA DE DESTILACION EN
LA PRODUCCION DE CLORURO DE BENCILO; FONDOS PESADOS DE LA COLUMNA DE FRACCIONAMIENTG EN LA
PRODUCCION DE CLORURO DE ETILO; FONDOS PESADOS DE LA DESTILACION DE CLORURO DE VINILO EN LA
PRODUCCION DE MONCMERQ DE CLORURO DE VINILO; LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
PRODUCCION DE DICLORURO DE ETILENO O DE MONOMERS DE CLORURQO DE VINILO; LODOS DEL TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DE LA PRODUCCION DE MONOMERO DE CLORURO DE VINILO EN LA QUE SE UTILICE
CLORURO DE MERCURIC COMO CATALIZADOR EN UN PROCESO BASE ACETILENG: RESIDUOS DEL LAVADOR DE
GASES DE VENTEC DEL REACTOR EN LA PRODUCCION DE DIBROMURO DE ETILENO VIA BROMACION DEL
ETILENO;SOLIDOS ADSORBENTES GASTADOS DE LA ETAPA DE PURIFICACION DEL DIBROMURC DE ETILENO
OBTENIDO A PARTIR DE LA BROMACION DEL ETILENG; FONDOS DE LA ETAPA DE PURIEICACION DEL DIBROMURG
DE ETILENO OBTENIDO A PARTIR DE LA BROMACION DEL ETILENO; CONDENSADOS ORCANICOS DE LA COLUMNA DE
RECUPERACION DE SOLVENTES EN LA PRODUCCION DE DISOCIANATO DE TOLUENO VIA FOSGENACION DE LA
TOLUENDIAMINA; RESIDUOS DE CENTRIFUGACION Y DESTILACION EN LA PRODUCCION DE DISOCIANATO DE
TOLUENO VIA FOSCGENACION DE LA TOLUENDIAMINA; FONDOS DE LA TORRE DE SEPARACICN DE PRODUCTOS EN LA
PROGUCCION DE '-DIMETIL HIDRACINA A PARTIR DE HIDRACINAS DE ACIDO CARBOXILICC; CABEZAS
CONDENSADAS DE LA COLUMNA DE SEPARACION DE PRODUCTOS Y GASES CONDENSADQS DEL VENTEQC DEL
REACTOR EN LA PRODUCCION DE 1]-DIMETIL HIDRACINA A PARTIR DE HIDRACINAS DE ACIDO CARBOXILICO;
CARTUCHOS DE LOS FILTROS AGOTADOS DE LA PURIFICACION DE LA 11-DIMETIL HIDRACINA OBTENIDA A PARTIR DE -~ &
HIDRACINAS DE ACIDO CARBOXILICO; CABEZAS CONDENSADAS DE LA COLUMNA DE SEPARACION DE INTERMEDIOS
EN LA PRODUCCION DE 7J-DIMETIL HIDRACINA A PARTIR DE HIDRACINAS DE ACIDO CARBOXILICO: RESIDUOS
PROVENIENTES DEL LAVADO DE DiNITROTOLUENO OBTENIDO A PARTIR DE LA NITRACION DE TOLUENOC; FONDOS
PESADCOS DE LA COLUMNA DE PURIFICACION DE LA EPICLORHIDRINA; FONDOS PESADCS (BREA) DE LA ETAPA DE
DESTILACION EN LA PRODUCCION DE FENOL/ACETONA A PARTIR DEL CUMENO; RESIDUO DE CATALIZADOR
AGOTADRO DE ANTIMONIO EN SOLUCION ACUOSA EN LA PRODUCCION DE FLUCROMETANOS; CCOLAS DE LAS
DESCARGAS EN LA PRODUCCION DE METIL ETIL PIRIDINAS; CORRIENTES COMBINADAS DE AGUAS RESIDUALES EN
LA PRCDUCCION DE NITROBENCENO/ANILINA;, FONDOS DE LA DESTILACION EN LA PRODUCCION DE
NITROBENCENO MEDIANTE LA NITRACION DEL BENCENO; FONDOS PESADOS O PRODUCTOS RESIDUALES DE LA :
ETAPA DE DESTILACION EN LA PRODUCCION DE TETRACLORURO DE CARBONC; AGUA DE REACCION &Jz
{(SUBPRODUCTO) DE LA COLUMNA DE SECADO EN LA PRODUCCION DE TOLUENDIAMINA VIA HIDROGENACION DE
DINITROTOLUENOD; FONDOS LIGEROS LIQUIDOS CONDENSADOS DE LA ETAPA DE PURIFICACION DE LA
TOLUENDIAMINA OBTENIDA A TRAVES DF LA HiDROGENACION DE DINITROTOLUENO; VECINALES DE LA ETAPA DE
PURIFICACION DE LA TOLUENDIAMINA CBTENIDA A TRAVES DE LA HIDROGENACION DE DINITROTOLUENQ; FONDOS
PESADOS DE LA ETAPA DE PURIFICACION DE LA TOLUENDIAMINA OBTENIDA A TRAVES DE LA HIDROGENACION DE
DINITROTOLUENO; FONDOS DE LA DESTILACION EN LA PRODUCCION DE ALFA- (O METIL-) CLORO TOLUENQDS,
CLORO TOLUENOS CCN RADICALES CICLICOS, CLORUROS DE BENZOILO Y MEZCLAS DE ESTOS GRUPOS
FUNCIONALES. (ESTE RESIDUC NO INCLUYE FONDOS DE LA DESTILACION DE CLORURO DE BENCILO); LODOS DEL
TRATAMIENTC DE AGUAS RESIDUALES, EXCLUYENDO LODOS DE NEUTRALIZACION ¥ BIOLOGICOS, GENERADGCS EN
EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PRODUCCION DE TOLUENOS CLORADOS; RESIDUOS QRGANICOS,
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EXCLUYENDO CARBON ADSQRBENTE GASTADO, DEL CLORO GCASEQSO GASTADO Y DEL PRCCESC DE
RECUPERACION DE ACIDO HIDROCLORICO ASQOCIADO CON LA PRODUCCION DE ALFA- (O METIL-) CLORO
TOLUENQOS, CLORO TOLUENOS CON RADICALES CICLICOS, CLORURQOS DE BENZOILO ¥ MEZCLAS DE ESTQOS GRUPCS
FUNCIONALES; CATALIZADORES GASTADOS DEL REACTOR DE HIDROCLORACICN EN LA PRODUCCION DE 111-
TRICLOROETANO; FONDOS DE LA ETAPA DE DESTILACION EN LA PRODUCCION DE TLI-TRICLOROETANC: FONDOS
PESADOS DE LA COLUMNA DE DESTILACION [DE PRODUCTOS PESADOS EN LA PRODUCCION DE 111-
TRICLOROQETANG; RESIDUOS DEL LAVADOR CON VAPOR DEL PRODUCTO EN LA PRCDUCCION DE 111-
TRICLOROETANG; FONDOS O RESIDUOS PESADOS DE LAS TORRES EN EL PROCESO DE PRCDUCCICN DE
TRICLOROETILENO; RESIDUGS DEL MANEJIC DE LA FIBRA DE ASBESTO PURO, INCLUYENDO POLVO, FIBRAS Y
PRODUCTOS FACILMENTE DESMENUZABLES CON LA PRESION DE A MANO [TODOS LOS RESIDUOS QUE
CONTENGAN ASBESTO EL CUAL NO ESTE SUMERGIDO O FIZO EN UN AGLUTINANTE NATURAL © ARTIFICIAL); TODAS
LAS BOLSAS QUE HAYAN TENIDO CONTACTO CON LA FIBRA DE ASBESTO, ASI COMQO LOS MATERIALES FILTRANTES
PROVENIENTES DE LOS EQUIPOS DE CONTROL COMO SON: LOS FILTROS, MANGAS, RESPIRADCRES PERSONALES Y
OTROS, QUE NQ HAYAN RECISIDO UN TRATAMIENTCO PARA ATRAPAR LA FIBRA EN UN ACLUTINANTE NATURAL O
ARTIFICIAL TODOS LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA CUYA MATERIA PRIMA SEA
EL ASBESTO Y LA FIBRA SE ENCUENTRE EN FORMA LIBRE, POLVC © FACILMENTE DESMENUZABLE CON LA PRESION
DE LA MANOG; LODOS DE TRATAMIENTC DE ACUAS RESIDUALES DE APAGADO DE LAS OPERACIONES DE
TRATAMIENTO TERMICO DE METALES DONDE LOS CIANUROS SON USADOS EN, LOS PROCESOS; LODOS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OPERACIONES DE GALVANOPLASTIA EXCEPTO DE LOS SIGUIENTES
PROCESOS: (1} ANCDIZACION DE ALUMINIO EN ACIDO SULFURICO; (2) ESTANADC EN ACERC AL CARBON:; ®
ZINCADO EN ACERC AL CARBON; (4) DEPOSITACION DE ALUMINIO O ZINC-ALUMINIO EN ACERO AL CARBON; 5)
LIMPIEZA ASOCIADA CON ESTANADO, ZINCADO O ALUMINADO EN ACERO AL CARBON: Y (8) GRABADO QUIMICO Y
ACABADO DE ALUMINIO DEPOSITADO N ACERO AL CARBON; LODOS DE LOS BARNOS DE ANODIZACION DEL
ALUMINIO Y LODOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS-RESIDUALES DEL REVESTIMIENTO DE ALUMINIO POR CONVERSION
QUIMICA; RESIDUOS DE LOS BANGS EN OPERACIONES DE GALVANCPLASTIA DONDE LOS CIANUROS SON USADOS
EN LOS PROCESOS; SOLUCIONES GASTADAS DE BANOS DE CIANURO DE LAS OPERACIONES DE CALVANOPLASTIA;
SOLUCIONES GASTADAS DE LOS BANOS DE LIMPIEZA Y EN OPERACIONES DE GALVANOPLASTIA DONDE LOS
CIANUROS SON USADOS EN LOS PROCESOS; RESIDUOS DE LOS BANOS DE ACEITE EN LAS CPERACIONES DE
TRATAMIENTC TERMICC DE METALES; SCLUCIONES GASTADAS DE CIANUROS DE LA LIMPIEZA DE TANQUES DE
BANOS DE SAL EN LAS CPERACICONES DE TRATAMIENTO TERMICO DE METALES; RESIDUOS GENERADOS EN LA
PRCDUCCION DE TRI-, TETRA- C PENTACLOROFENCL; RESIDUGCS DE TETRA-, PENTA O HEXACLOROBENCENO
PROVENIENTES DE SU USO COMC REACTANTE, PRODUCTO INTERMEDIO O COMPONENTE DE UNA FORM ULACION,
BAJO CONDICIONES ALCALINAS;, RESIDUOS, EXCEPTO AGUAS RESIDUALES Y "CARBON GASTADO DE LA
PURIFICACION DE CLORURO DE HIDROGENO, DE LA PRODUCCION DE MATERIALES EN EQUIPOS PREVIAMENTE
USADOS EN LA MANUFACTURA {COMO REACTIVO, PRODUCTO QUIMICO INTERMEDIO © COMPONENTE EN UN
PROCESO DE FORMULACICN) DE TRI- Y TETRACLOROFENOLES. ESTE RESIDUQ NO INCLUYE DESECHOS DE EQUIPOS
UTILIZADOS EN La PRODUCCION O USO D HEXACLOROFENO A PARTIR DEL 2,4,5-TRICLOROFENOL ALTAMENTE
PURIFICADO; FONDOS LIGEROS CONDENSADOS, FILTROS GASTADOS Y FILTROS AYUDA Y RESIDUCS DE DESECANTE
CASTADO DE LA PRODUCCION DE CIERTOS HIDROCARBURQOS ALIFATICOS CLORADOS A TRAVES DE LOS PROCESOS
CATALITICOS DE RADICALES LIBRES. ESTOS HIDROCARBUROS ALIFATICOS CLORADOS SON AQUELLOS CON
CADENAS DE UNO HASTA CINCC CARBONOS .Y QUE CONTIENEN CLORC EN CANTIDADES Y SUSTITUCIONES
VARIADAS, RESIDUOS DE LA PRODUCCION DE MATERIALES EN EQUIPOS PREVIAMENTE USADOS EN LA
PRODUCCION O MANUFACTURA DE TETRA-, PENTA- © HEXACLOROBENCENOS (COMO REACTIVO, PRODUCTO
QUIMICO INTERMEDIO O COMPCNENTE EN UN PROCESC DE FORMULACICN]} BAJO CONDICIONES ALCALINAS,
EXCEPTO AGUAS RESIDUALES Y CARBON CASTADO DE LA PURIFICACION DE CLORURO DE HIDRCCENG; RESIDUALES
DE PROCESO, FORMULACIONES GASTADAS DE PROCESOS DE PRESERVACION DE LA MADERA EN PLANTAS QUE
UTILIZAN ACTUALMENTE O HAYAN UTILIZADO FORMULACIONES DE CLOROFENOL, EXCEPTC AQUELLOS QUE NO
HAYAN ESTADO EN CONTACTO CON CONTAMINANTES DF PROCESQ; RESIDUALES DE PROCESO Y FORMULACIONES
CASTADAS DE PROCESOS DE PRESERVACION DE LA MADERA EN PLANTAS QUE UTILICEN FORMULACIONES DE
CREOSOTA, EXCEPTC AQUELLOS QUE NO HAYAN ESTADO EN CONTACTO CON CONTAMINANTES DE PROCESQO;
RESIDUALES DE PROCESO Y FORMULACIONES GASTADAS DE PROCESOS DE PRESERVACION DE LA MADERA EN
PLANTAS QUE UTILICEN FORMULACIONES INORGANICAS QUE CONTENGAN ARSENICO © CROMO PARA PRESERVAR
LA MADERA, EXCEPTO AQUELLOS QUE NO HAYAN ESTADC EN CONTACTO CON CONTAMINANTES DE PRCCESO;
LIXIVIADOS (LIQUIDOS QUE HAN PERCOLADO A TRAVES DE RESIDUQOS DISPUESTOS EN TIERRA) RESULTANTES DE LA
DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS; RESIDUOS RESULTANTES DE LA INCINERACION O DE TRATAMIENTO
TERMICO DE SUELOS CONTAMINADOS CON  LOS RESIDUOS PELIGROSOS;  1-[o-Clorofenilitiourea/2-
Clorofeniltiourea; 2,3,4,6-Tetraclorofenol; 2,4,5-Triclorofenol; 2,4,5-Triclorofenoxiacético, acido/2,4,5-T; 2.4,6-
Triclorofenol; 2,4-Dinitrofenol; 2-Ciclohexil-4,6-dinitrofencl; 3-Cloropropionitrilo; 4,6-Dinitro-o-cresol, v sales,
4-Aminopiridina;  5-(Aminometil)-3-isoxazolol; Acetamida, GU59N-laminsctioxometil)-/1-Acetil-2-tiourea;
Acroleina/2-Propenal; Aldicarb; Aldicarb sulfona; Aldrin; aifa,alfa-Dimetiifenetilamina/Bencenoetanamina,
alfa,alfa-dimetil; aifa-Naftiitiourea/Tiourea, 1-naftalenil: Alflico, aglcohol/2-Propen-1-ol; Aluminio, fosfurc de;
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Amonio, picrate de/Fenol, 2,4,6-trinitro-, amonio sal; Amonioc, vanadato de; Arsénico, &cido HsAsOg
Arsénico, Sxido As;Os; Arsénico, dxido As,Os Aziridina, 2-Metil-/1,2-Propilenimina; Aziridina/Etilencimina;
. Barlo, cianuro de; Bencenotiol/Tiofenol; Benzilo, cioruro de/Clorometilbenceno; Berilio, polvo de {todas las
formas); Bromoacetona/2-Propanona, 1-bromo-; Brucing; Calcio, cianuro de CafCN)y; Carbofurano; Carbono,
disulfuro de; Carbosubfan; Cianhidrico, acido; Clanégeno, clorure de (CN)CI; Cianégeno/Etanodinitrilo;
Cianuro, sales solubles de (no especificadas de otra manera); Cloracetaldehido; Cobre, cianuro de Cu(CN);
Diclorofenilarsing; Diclorometil éter/Metano, oxibis[cloro: Dieldrin; Dietilarsina; Dietil-p-nitrefenil
fosfato/Fosférico acido, dietil 4-nitrofenil éster; Diisopropilflucrofosfate (DFP)/Fosforoflucrhidrico dcido,
bis(l-metiletil) éster; Dimetildn; Dimetoato; Dinoseb/Fenol, 2-(I-metilpropil)-4,6-dinitro; Disulfotdrn:
Ditiobiuret; Endosuifan; Endotal; End rin, ¥ sus metabolitos; Epinefrina; Estricnidin-10-ona, y sales/Estricninag,
y sales; Famfur; Fenilmercurio, acetato de/Mercurio, (acetato-o)fenil-; Feniltiourea; Fisostigmina;
Fisostigmina, salicilato de; Fluorina; Fluoroacetamida/2-Fluoroacetamida; Fluoroacética, acido, sal de sodio;
Forato; Formetanato, hidrocloruro de; Formparanato; Fosfina/Fosfhidrice, acido: Fosgeno; Heptaclore;
Hexaetil tetrafosfato/Tetrafdsforico, scido, hexaetil éster; Isodrin; Isolan; Manganese dirmetilditiocarbamato;
M-cumenil metilcarbamato/3-Isopropilfenil n-metilcarbarmato; Mercurio fulminato; Metit hidracina; Metil
isocianato/Metano, isocianato- Metll paration/Fosforotioico acido, o©,0-dimetil o-{4-nitrofenil) éster;
Metilactonitrilo/Propanonitrilo, 2-hidroxi-2-metil-; Metiocarb; Metolcarb/Carbarmico dcido, metil-, 2-
mstilfenil éster; Metomil; Mexacarbato; Nicotina, y sales/Piridina, 3-(1-metil-2-pirrolidinil)-, (s}-, y sales; Niquel
carbonil NHCO),, (t-4)- Niguel, cianuro de Ni(CN)s: Nitrégeno, dxido de/Nitrico, éxido (NO); Nitrégeno,
didxido de; Nitroglicerina/1,2,3-Propanotricl, trinitrato de; n-Nitrosodimetilamina; n-Nitrosornetilvinilaminz;
o,o-~dieti] o-pirazinil fosforotioato; Octametilpirofosforarmida/Difosforamida, octametil; Osmic éxido OsO,, (T-
4)-; Oxamil; Paration; p-Cloroanilina/Bencenamina, 4-cloro-; Pentaclorofenol;, Plata, clanurc de Ag(CN);
Plumbano, tetraetil-/Tetractile de plome; p-Nitroanilina/Bencenarnina, 4-nitro-; Potasio, cianuro de K(CN);
Potasio plata, cianuro de/Argentato(l~), bis(ciano-c¢)-, potasio; Promecarb/Fenal, 3-metil-5-(1-metiletil}-, metil
carbamato; Propanonitrilo; Propargil alcohcl/2-Propin-1-of: Selenoures; Silvex (2,4,5-TP)/Propancico acido, 2-
(2.4.5-triclorofenoxi}-; Sedio, azida de; Sodio, cianurc de Na{CN); Talio, dxido de/Télico, éxido TLOs; Talio,
selenita de; " Talio, suifato de; Tetraetilpirofosfato/ Difosforico . acido, tetraetil éster;
Tetraetilditiopirofosfate/Tiodfosférico acido, tetraetil éster; Tetranitrormnetanc; Tiofanax;
Tiosemicarbazida/Hidrazinacarbotioamida; TirpatoToxafeno; Triclorometanoctiol; Vanadio, dxide de V.Ox;
Warfaring, y sales, cuando estan presentes en concentraciones mayores que 0.3%; Zinc, cianuro de Zn{CN)z;

Zinc, fosfurc de Zn;P, cuando ests presente en concentraciones mayoras gue 10%: Ziram; 11,1,2-
Tetracloroetano; 1,12,2-Tetracloroetano; 1.1.2-Tricloroetano; 1,}-Dicloroetilenc; 11-Dimetilhidracing; 1,2,4,.5-
Tetraclorobencenc: 1,2:3,4-Diepoxibutanoc; 1,2-Dibromo-3-cloropropano; 1,2-Dibromoetano; 1,2-
Cifenilhidracing; 12-Dimetilhidracinag; 1,3,5-Trinitrobenceno; 13-Dicloropropileno/1-Propileno, 1,3-dicloro-; 1,3-
Propano  suitona/12-Oxatiolano, 22-diéxide; 1,4-Dicloro-2-butileno; 1,4-Dioxanc/l,4-Dietilendxido; 1,4-
Naftoquincna/l,4-Naftalendionz; 1-Metilbutadienc/13-Pentadieno; 2,4,6-Tribromofenol; 2,4-Diclorofenol; 2,4~
Diclorofenoxiacéticc dcido/2.4-D, sales y ésteres; 24-Dinitrotoluenc: 2,5-Ciclohexadien-14-diona; 2,6-
Diclorofenol;2,6-Dinitrotolueno/2-metil-1 3-dinitrobenceno2-4-Dimetil fenol; 2-Acetilaminofiuoreno/
acetamida, n-Sh-fluoren-2-il;  2-Cloroetii  vinil éterfeteno, (2-cloroetoxi}-; 2-Cloronaftaleno/beta-
Cioronaftaleno; 2-Nitropropano; 2-Picolina/Piridina, 2-metil-; 3,3-Diclorobenziding; 3,3-Dimetilbenziding;
3.3'-Dimetoxibenziding; 3-Metilclorantreno; 44 -Metilenbis(2-cloroanilina); 4-Cloro-o-teluidinag, hidrocloruro
de; 5-Nitro-o-teluiding; 7,12-Dimetilbenzo[alantraceno; AZ213/Etanimidotioico Acido, 2-(Cimetilamino)-n-
hidroxi-2-oxo-, metil éster; Acetilo, cloruro de; Acetofenona/l-Fenil-etanona; Acetona; Acetonitrilo_/Z—
Propanona; Acrilamida/2-Propenamida; Acrilico &cido/2-Propenocico &cido; Acrilenitrilo/2-Propennitrilo;
alfa,alfa-Dimetil bencithidroperéxido; alfa-Naftilamina/l-Naftalenamina: Amitrol/1H-1,2,4-Triazol-3-amina;
Anilina/Bencenamina; Auramina; Azaserina/L-serina, diazoacetato(éster); Barban; Benceno; Benceno, 'f,’l.'-
{(22.2-tricloroetiliden)bis[4-metoxi-; Bencensulfonile, clorure de; Bendiocarb; Bendiocarb fenol; Benomil;
Benzal, cloruro  de/Diclorometilbencenc; Benzidina/[1,1'-Bifenil]-4.4'-diaminz; Benzo(a)ajntra_ceno;
Benzo{a)pireno; Benzo(clacriding; Benzotricloro/ Triclorometilbencenoc; Beta-Naftllaml_ne_z/z-
Naftalenamina/z-Naftilamina; Bromofenil fenil éter; Bromometana/Bromuro de metilo; Cacodilice, acidg;
Calcio, cromato de; Carbamoditioico, dcido, 1,2-etanodiilbis, sales vy ésteres/Etilenbisditiocarbdmico, Acido,
sales y ésteres; Carbaril; Carbendazim; Carbofurano fencl; Carbono, tetraclorurc de/'l'etra.clorometano;
Carbonge, oxifluorure de; Ciandgeno, bromuro de (CN)Br; Ciclofosfamida; Ciclohexano; thlohexanqna;
Cloral/Acetaldehido, tricloro; Clorambucil; Clordanc, alfa vy gamma isémeros; Cloernafacina/Naftalenamina,
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nn'-bis(2-Cloroetil)-; Clorobenceno; Clorobenzilato;  Cloroformo/T riclorometano; Clorometil metil
éter/Clorometoximetano; Creosota; Cresol (cresilico dcide)/Metilfensl; Crisena; Crotonaldehido/2-Butenal;
Curnenc/Benceno, (I-metiletil); Daunomicina: CDD; DDT, Dialato; Dibenz[a,hlantraceno; Dibenzo[a,i]pireno:
Dibutil  ftalato; Diclorodiflucrometano:; Dicloroetil éter/Etano, 1,1-oxibis[2-cloro-; Dicloroisopropil
éter/Propano, 2,2-oxibis[2-cloro-; Dicloremetoxi etano; Dietil ftalato; Dietilen glicol, dicarbamato/Etancl, 2,2'
oxibis-, dicarbamate; Dietilhexil fralato; Dietilstilbesterol/Fenal, 44-(1,2-dietil- 1,2-etenediil) bis-;
Dihidrosafrole; Dimetil ftalato; Dimetil sulfato/Sulfdrico dcido, Dimetil éster; Dimetilamina/Metanamina, n-
metil; Dimetilcarbamil, cloruro de/Carbamico cloruro de, dimetil; Di-n-octil ftalato; Di-n-propilnitresamina/l-
Propanamina, n-nitroso-n-propils Dipropilamina/i-Propanamina, n-propil-;  Epiclorohidrin/Oxirane,
(clorometil)-2-;" Estreptozotocina/ D-glucosa, 2-deoxi-2-  [[[metilnitrosoemino}-  carbonoillamino];
Etanal/Acetaldehido; Eteno, tetracloro-; Etil carbamato (uretano)/Carbdmico &cido, etil éster; Etil éter; Stil
metacritato/2-Propenocico acido, 2-metil-, etil éster; Etil metanosulfonato/Metanosuifénico acido, etil éster;
Etilen glicol monoetil éter/Etanol, 2-etoxi-; Etileno diclorure de/1,2-Diclorostanc; Etilentiourea/?-
imidazolidintions; Etilideno, diclarure de/Etanc 1 1-dicloro-; Etilo, acetato de/Acético acido, stil éster; Etilo,
acrilato de/2-Propenoico &cide, etil éster; Fenacetina; Fencl; Fiuoranteno; Fluerhidrico, &cido; Formaldehido:
Férrmico, acido; Fésforo, sulfuro de; Ftalico anhidrido/1,3-lsobenzofurandiona; Furfural: Furfurano/Furan;
Gamma-BHC/Lindano; Hexaclorobenceno: Hexaclorobutadieno/,3-8utadieno, 1,1,2,3,4,4-hexacloro;
Hexaclorociclopentadieno/],3-Ciclopentadieno, 12.3,4,55-hexacloro-; Hexacloroetano; Hexaclorofeno/2.2'-

Metilenobis[3 4,6-triclorofenal; Hexacloropropeno/1-Propeno, 1,1,2,3,3,3-hexaclorc-; Hidrazina; Hidrazina, 12-

dietil-; Indeno[1,2,3-cd]pireno; isobutil alcohol/i-Propanol, 2-metil-; Isoszfrola; Kepona; Lasiocarpina; Maleica,
hidracida/3,6-Piridazinediona,  12-dihidro-; Maleico, anhidrido/ 25-Furandiona; Malononitrilo/
Propanodinitrilo; M-diclorobenceno/Benceno, 1,3-dictoro-; Melfalan/L-fenilalanina, 4-[bis(2-Cloroetiljamino];
Mercurio (todas las formas); Metacrilonitrilo/2-Propenenitrilo, 2-metil; Metanol: Metapirileno; Metil
cloracarbonato/carbonocloridico dcido, metil éster; Metil cloroforme/i11-tricloroetano; Metil etil cetona
(MEK)/2-butanena; Metil etil cetona perdxido/2-butanona, peréxide; Metil isobutit cetona/4-Metil-2-
pentanona/4-Metitpentanol: Metil metacrilato/2-Propenocice acido, 2-metil-, métil éster; Metileno bromuro
de; Metileno cloruro de/Metano, dicloro-; Metiio cloruro de; Metilo, ioduro de: Metilticuracilo; Mirex:
Mitomicin G, MNNG/Guanidina, n-metil-n'-nitro-n-nitroso-; Naftaleno; n-Butil alcohol/1-Butanol;
Nitrobencenc; n-Nitrosedietanolamina; - n-Nitrosodietilamina: n-Nitrosedi-n-butilamina;  n-Nitroso-n-
etilures; n-Nitroso-n-rmetilurea; n-Nitroso-n-metiluretano/Carbamico &cido, metitnitroso-, etil éster; n-
Nitrosopiperidina/Piperidina,  i-nitroso: n-Nitrosopirrolidina/Pirroliding,  1-nitroso;  n-Propilamina/1-
Propanamina: o,o-dietil s-metil ditiofosfato; o-Clorofenol/2-Clorofenol; o-Diclorobenceno: o-Toluiding; o-
Toluidina, hidrocloruro de; Oxirano/Etileno, dxido de; Oxiranocarboxialdehido/Glicidilaldehido;
Parzldehido/1,3,5-Trioxano, 2,4.6-trimetit-;  p-Cloro-m-cresol/4-Cloro-3-metilfenct; p-Diclorobenceno; p-
Dimetilaminoazobenceno; Pentaclorobencenc; Pentacloroetane; Pentacloronitrobenceno (PCNB); Piridina;
Plomo, subacetato/Plomo, bis(acetato-o)tetrahidroxitri-:  Plomo, acetato de; Plomo, fosfato de;, p-
Nitrofenol/4-Nitrofenol: Profam/Carbamico gcide, fenil-l-metiletil éster; Pronamida; Propileno, dicloruro
de/1,2-Dicloropropanc: Propoxur/Fenol, 2-(i-metiletoxi)-, metilcarbamato;  Prosulfocarb/Carbarmotioico
acido, dipropil-, s-(fenilmetil) éster: p-Toluiding; Reserpina; Resorcinol; Sacarina, vy sales/1,2-Benzisotiazol-
3(2h)-ona, 11-diéxido, v sales; Safrcle; Selenio, didxido de; Selenio, sulfure de SeSy; Sulfhidrice, acido; Talio,
acetato de; Tallo, carbonato de/Carbonoico acido, ditalio(1+) sal; Talio, cloruro.de; Talio, nitrate de/Nitrice
acido, sal de talio {1+); Tetracloroetileno; Tetrahidrofurane; Ticacetamida/Etanctioamida;Tiodicark;
Tiofanato-metil; Tiometanol/Metanotiol: Ticurea; Tiram; Toluendiamina; Tolueno, diisocianato de;
Tolueno/Metilbenceno: Trans-12-dicloroetileno/l 2-dicloroetileno; Trialato; Tribromometano/Bromoforma:
Tricloroetileno; Tricloromoncfluoromestano; Trietilamina/Etanamina, n,n-dietil-; Tripan, azul de; Tris (2,3-
dibromoprepil) fosfato/i-propancl, 23-dibromo-, fosfato {31); Uracilo, mostaza de; Vinilo, cloruro
de/Cloroeteno; Warfarina, y sales, cuando estan presentes en concentracicnes menores que 0.3%; Xileno,
Isémeros; Zing, fosfuro de Zn:Ps, cuando esté presente en concentraciones menores o iguales a 10%,; CELDAS
DE DESECHO EN LA PRODUCCICN DE BATERIAS NIQUEL-CADMIO; PILAS O BATERIAS ZINC-OXIDO DE PLATA USADAS
O DESECHADAS; CATALIZADOR GASTADO CON OXIDOS DE FIERRO, CROMO Y POTASIO PROVENIENTES DEL
REACTOR DE DESHIDROGENACION EN LA PRODUCCION DE ESTIRENO; CATALIZADOR GASTADO DE CLORURO DE
MERCURIO EN LA PRCDUCCION DE CLORO;CATALIZADOR GASTADO DE LA PURGA DE.LATORRE DE APAGADO EN LA
PRODUCCION DE ACRILONITRILO; CATALIZADCRES GASTADOS EN LA PRODUCCION DE MATERIALES PLASTICOS Y
RESINAS SINTETICAS; CATALIZADORES GASTADOS DE VERICULOS AUTOMOTORES; ESCORIAS PROVENIENTES DEL

HORNC DE FUNDICION DE CHATARRA EN LA PRCDUCCION DE ALUMINIO; ESCORIAS PROVENIENTES DEL HORNO
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ELECTRICCO EN LA PRODUCCION DE FOSFORO; ESCORIAS PROVENIENTES DEL HORNO EN LA PRODUCCION
SECUNDARIA DE COBRE; ESCORIAS PROVENIENTES DEL HORNO EN LA PRODUCCION SECUNDARIA DE PLOMO;
LODOs DE LOS TANQUES DE ENFRIAMIENTG CON ACEITES UTILIZADOS EN LAS ORERACIONES DE TRATAMIENTO EN
CALIENTE DE METALES; LODOS PRGVENIENTES DE LAS OPERACICNES DE DECAPADO O DEL DESENGRASADC;
LODOS PROVENIENTES DE LOS BAROS DE CADMIZARD, COBRIZADO, CROMADOQ, ESTANADO, FOSFATIZADO,
LATONADO, NIQUELADO, PLATEADO, TROPICALIZADO O ZINCADO DE PIEZAS METALICAS; LODOS DEL ANODO
ELECTROLITICO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE ZINC; LODOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DE
HORNOS ELECTRICOS EN LA PRODUCCION DE HIERRO Y ACERO; LODOS DEL LAVADOR DE GASES EN LA FUNDICION
Y REFINADO DE ALUMINIO; LODOS DE LA MANUFACTURA DE ALEACIONES DE NI QUEL,; LODOS DE LAS PURGAS DE
LAS PLANTAS DE ACIDO EN LA PRODUCCICON PRIMARIA DE COBRE; LODOS DEL EQUIPC DE CONTROL DE EMISICNES
DE LA PRODUCCION DE FERRCALEACIONES DE HIERRO-CROMO-SILICIO;LODOS PROVENIENTES DE LA LAGUNA DE
EVAPORACION EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE PLOMC; LODOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DEL
AFINADO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE PLOMS; LODOS GENERADGS EN EL PROCESD DE DESENCALADO Y
DEPILADO; LODOS GENERADOS EN EL PROCESO DE PELAMBRE G DERILADO (ENCALADQ); LODOS GENERADOS EN
LA ETAPA DE CURTIDG AL CROMO; LODOS DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS SISTEMAS DE LAVADGC DE EMISIONES
ATMOSFERICAS; LODOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE MONOMERQS; LODOS GENERADOS EN LAS CASETAS
DE APLICACION DE PINTURA; LODOS PRODUCTO DE LA REGENERACION DE ACEITES DE ENFRIAMIENTO GASTADOS;
LODOS DE LOS SEPARADORES API Y CARCAMOS EN LA PRODUCCION DE PETROQUIMICOS; LODOS DE DESTILACION
DE SOLVENTES; LODOS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES DE
ENJUAGUE DE PIEZAS METALICAS PARA REMOVER SOLUCIONES CONCENTRADAS: LODOS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN LA PRODUCCION DE RATERIAS PLOMO-ACIDO: LODOS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA PRODUCCION DE BATERIAS NIQUEL-CADMIO: LODOS DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES EN LA PRODUCCION DE ACIDC FLUCRHIDRICQ; POLVOS DEL EQUIPO DE CONTROI. DE EMISIONES DE
HORNOS ELECTRICOS EN LA PRODUCCION DE HIERRO Y ACERQ; POLVOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES
DEL AFINADO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE PLOMO; POLVOS DEL EQUIPC DE CONTROL DE EMISIONES DE LA
PRODUCCION DE FERROALEACICNES DE HIERRO-CROMO; POLVOS DEL EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES DE LA
PRODUCCION DE FERROALEACIONES DE HIERRO-CROMO-SILICIO; POLVOS RECUPERADOS EN EL PRECIPITADOR
ELECTROSTATICC O CASA DE BOLSA EN LA PRODUCCION DE FOSFORO; ACEITES GASTADOS EN LAS OPERACIONES
DE TRATAMIENTO EN CALIENTE DE METALES;SALES PRECIDITADAS DE LOS BANQOS DE REGENERACION DE NIQUEL;
RESICUOS CONTENIENDO MERCURIO DE LOS PROCESOS ELECTROLITICOS; RESIDUOS DE CATALIZADORES
AGOTADOS; COLAS EN LAS PLANTAS DE MANUFACTURA DE FERROALEACIONES DE HIERRO-NIQUEL; PURGAS DE LA
PLANTA DE ACIDCG EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE ZINC; RESIDUD DE LIXIVIADG DE LA PLANTA DE CADMIO EN LA
PRODUCCION PRIMARIA DE ZINC; RESIDUOS DE SOLDADURA EN LA PRODUCCION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS
QUE CONTENCAN PLOMO U OTROS METALES; RESIDUOS DE SOLVENTES EMPLEADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS
PLACAS EN LA PRODUCCICN DE CIRCUITOS ELECTRONICCS; RESIDUOS GENERADOS EN LA PREPARACION DE
PIGMENTOS MAGNETICOS ¥ EN LA PREPARACION DE LA MEZCLA DE COBERTURA EN LA PRODUCCION DE CINTAS
MAGNETICAS; RESIDUOS PRCOVENIENTES DEL RECUBRIMIENTO DE TUBOS ELECTRONICOS DURANTE LA
PRODUCCION DE LOS MISMOS; RESIDUOS QUE CONTIENEN CROMC EXCEPTO Si: TODAS LAS SALES O SOLUCIONES
UTILIZADAS EN EL PROCESO PRODUCTOR SEAN DE CROMO TRIVALENTE Y LOS RESIDUQOS SE MANEJEN DURANTE
TODO SU CICLO DE VIDA EN CONDICIONES NO OXIDANTES; RESIDUOS DE ACIDOS GASTADOS DE LA MANUFACTURA

DE DINAMITA'Y POLVORA; RESIDUOS DE LA MANUFACTURA DE CERILLOS ¥ PRODUCTOS PIROTECNICOS; RESIDUCS

DE LA MANUFACTURA DEL PROPELENTE SOLIDC; FONDOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE MONOMEROS EN
LA PRODUCCION DE MATERIALES PLASTICOS Y RESINAS SINTETICAS; ACEITES GASTADOS DE CORTE Y ENFRIAMIENTO
EN LAS OPERACIONES DE TROQUELADO, FRESADO, TALADRADO Y ESMERILADO; GARBON ACTIVADO AGOTADO
PROVENIENTE DEL SISTEMA DE EMISIONES DE LA CASETA DE PINTADO; RESIDUOS DEL PRCCESO DE EXTRUSION DE
TUBERIA DE COBRE; RESIDUOS DE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA ALCALINA © ACIDA; ACEITES SOLUBLES EN
ACIDO {ASAS) PROVENIENTES DE LOS PRCCESOS DE ALQUILACION DE HIDROCARBUROCS; AMINAS GASTADAS,
FILTROS DE AMINA CONTAMINADA, LODOS DE AMINA, SOLUCION ACUOSA DE AMINA CONTAMINADA, PRODUCTOS
DE LA DEGRADACION DE LA AMINA, ASI COMO SOLIDOS RECUPERADOCS {FONDOS) PROVENIENTES DEL PFROCESO DE
ENDULZAMIENTO DEL GAS Y CONDENSADOS AMARGOS. OTROS PRODUCTOS DE LA DEGRADACION DE AMINAS DEL
PROCESO DE ENDULZAMIENTO, CRACKING Y FRACCIONAMIENTO DE AZUFRE; CLORADOS INTERMEDIOS
PROVENIENTES DEL FONDO DE LA COLUMNA REDESTILADORA DE MONOMERQ DE VINILO, CLORADOS PESADOS

PROVENIENTES DE LOS FONDCS DE LA COLUMNA DE PURIFICACION DE DICLOROETANG; DERIVADOS,

HEXACLORADOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE LA COLUMNA DE RECUPERACICN DE PERCLOROETILENG;
POLIMERO DE LA PURGA DE LA TORRE DE APACADO EN LA PRODUCCION DE ACRILONITRILO; RESIDUOS DE LA
DESHIDROGENACION DEL N-BUTANO EN LA PRODUCCION DE BUTADIENO; SEDIMENTO IMPREGNADO DE
HIDROCARBUROS PROVENIENTES DE LAS CCRRIDAS DE DIABLO; SOSAS GASTADAS ¥V SOSAS FENOCLICAS
PROVENIENTES DE LOS PROCESOS DE ENDULZAMIENTO DE HIDROCARBURCS; PASTA DE DESECHO EN LA
PRODUCCION DE PILAS SECAS (CELDAS PRIMARIAS-ALCALINAS Y ACIDAS), RESIDUOS DE LOS HORNGS DE LA
PRODUCCION DE BATERIAS DE MERCURIC; FELPAS IMPREGNADAS DE PIGMENTOS DE CROMO Y PLOMO; RESIDUGCS
DE AGENTES SECANTES PARA PINTURAS, LACAS, BARNICES, MASILLAS PARA RESANAR Y PRODUCTOS DERIVADOS;
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RESIDUOS DE DISOLVENTES EMPLEADOS EN EL LAVADO DE LOS EQUIPOS DE PROCESO; RESIDUOS DE
MONOMEROS AUTOPOLIMERIZABLES; RESIDUOS DE RETARDADCRES DE FLAMA; RESIDUOS DEL EQUIPC DE
CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE; CARBON ACTIVADO GASTADO DE LA PRODUCCION DE
FARMOQUIMICOS ¥ MEDICAMENTOS QUE HAYA TENIDO CONTACTO CON PRODUCTOS QUE CONTENGCAN
CONSTITUYENTES TOXICOS; LOS MEDICAMENTOS FUERA DE ESPECIFICACIONES O CADUCOS; RESIDUGS BIOLOGICOS
NO INACTIVADOS DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS Y. HEMODERIVADOS; RESIDUOS DE LA PRODUCCION DE
BIOLOGICOS ¥ HEMODERIVADCS QUE CONTENGAN CONSTITUYENTES TOXICOS; RESIDUOS DE LA PRODUCCION DE
FARMOQUIMICOS ¥ MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN CONSTITUYENTES TOXICOS; FILTRO AYUDA GASTADO
(TORTAS DE FILTROS) EN LA PRODUCCION DE FOSFORO Y PIGMENTOS DE CROMO Y DERIVADOS;: RESIDUGS DE LA
PRODUCCION DE CARBONILO DE NIQUEL MEDIOS FILTRANTES GASTADOS DE LA PRODUCCION DE 2/4.6-
TRIBROMOFENGL; RESIDUOS ¥ SUBPRODUCTOS DEL REACTOR EN LA PRODUCCION DEL NITROBENCENG; RESIDUOS
DE LA DESTILACION EN LA PRODUCCION DE ANHIDRIDO MALEICC; RESIDUOS DE LA PRODUCCION DE 246-
TRIBROMOFENOL; RESIDUOS DE LAS TORRES DE LAVADO DE GASES EN LA PRODUCCION DE METIL ETIL PIRIDINA:
AGENTES MORDIENTES GASTADOS RESIDUALES; RESIDUCS ACIDOS O ALCALINOS; RESIDUOS DE ADHESIVCS Y
POLIMEROS; RESIDUOS DE AGENTES ENLAZANTES Y DE CARBONIZACION; RESIDUOS PROVENIENTES DEL
BLANQUEADGC; CENIZAS DE INCINERACION DE RESIDUOS; GASCLINA, DIESEL Y NAFTAS GASTADOS © sUCICS
PROVENIENTES DE ESTACIONES DE SERVICIO Y TALLERES AUTOMOTRICES; RESIDUOS DE LIQUIDO BLANQUEADOR,

FOADOR, ESTABILIZADOR Y AGUAS DE ENJUAGUE PROVENIENTES DEL REVELADO DE PAPEL FOTOGRAFICS, PLACAS
RADIOGRAFICAS © DE RAYOS X Y FOTOLITOS; SOLUCIONES GASTADAS DE LOS BARNOS DE ANCDIZACION DEL
ALUMINIO; SOLUCIONES GASTADAS DE CIANURO DE LOS CRISOLES DE LIMPIEZA CON BANOS DE SALES EN LAS
OPERACIONES DE TRATAMIENTO EN CALIENTE DE METALES; SOLUCIONES CASTADAS PROVENIENTES DE LAS
OPERACICNES DE DECAPADO; SOLUCIONES GASTADAS PROVENIENTES DE LOS BANOS DE CADMIZADO,
COBRIZADO, CROMADO, ESTANADO, FOSFATIZADO, LATONADO, NIQUELADO, PLATEADQO, TROPICALIZADO ©
ZINCADO DE FIiEZAS METALICAS; SOLUCION GASTADA DEL LAVADOR DE GASES QUE PROVIENE DEL PROCESO DEL
AFINADO EN LA PRODUCCION PRIMARIA DE PLOMO; SOLUCIONES ACIDAS GASTADAS PROVENIENTES DE LA
LIMPIEZA EN LA PRODUCCION DE SEMICONDUCTORES; SOLUCIONES GASTADAS PROVENIENTES DEL BARG DE
PLAQUEADO EN LA PRODUCCION DE CIRCUITOS ELECTRONICOS; SOLUCIONES GASTADAS DE LOS BANOS DE
TEMPLADO PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES DE ENFRIAMIENTS; SOLUCIONES GASTADAS PROVENIENTES DE
LA EXTRUSION; SOLUCIONES GASTADAS GENERADAS EN LOS PROCESOS DE PRESERVACION DE LA MADERA:
ACEITES LUBRICANTES USADOS O GASTADOS; DISOLVENTES CRGANICOS USADOS; CONVERTIDORES CATALITICOS
DE VEKICULOS AUTOMOTORES; BATERIAS Ei ECTRICAS A BASE DE MERCURIO O DE NIQUEL-CADMIO; LAMPARAS
FLUCRESCENTES ¥ DE VAPOR DE MERCURIO; ADITAMENTOS QUE CONTENGAN MERCURIO, CADMID O PLOMO;
FARMACOS; PLAGUICIDAS, HERBICIDAS Y SUS ENVASES QUE CONTENCAN REMANENTES DE LOS MISMOS; LODOS DE
PEF—?FORACION BASE ACEITE, PROVENIENTES DE LA EXTRACCION DE COMBUSTIBLES FOSILES; LODOS
PRCVENIENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CUANDO SEAN CONSIDERADOS COMO
PELIGROSOS; SUELC Y SUBSUELO CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS; SUELD Y SUBSUELO CONTAMINADO CON
ACIDOS; SUELO Y SUBSUELO CONTAMINADO CON BASES; SUELO Y SUBSUELO CONTAMINADO CON METALES
PESADOS SUELO Y SUBSUELO CONTAMINADO CON HIDROCARBUROCS CLORADCS; SUELO Y SUBSUELO
CONTAMINADO CON DIOXINAS, FURANGCS, COP’S, PLAGUICIDAS, AGROQU MICOS;, SUELO Y SUBSUELO
CONTAMINADO CON CONTAMINANTES ORGANICOS VOLATILES O NO VOLATILES; LODOS DE SEPARADORES AP
CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROCS; LODOS DE TRAMPAS DE GRASAS Y ACEITES CONTAMINADOS CON
HIDROCARBUROS;, LODOS DE PRESAS DE TERRACERIA CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS: LODOS
SEDIMENTADOS EN CARCAMOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS; ACEITES GASTADOS DIELECTRICOS;
ACEITES GASTADOS HIDRAHULICOS; ACEITES GASTADOS SCLUBLES; BREAS CATALITICAS; BREAS DE DESTILACION;
ESCORIAS DE METALES PESADOS GRANULARES Y FINAS; LIQUIDOS RESIDUALES DE PROCESO CORROSIVOS;
LIQUIDOS RESIDUALES DE PROCESO NO CORROSIVOS: SOLVENTES CRCANICCS; SOLVENTES ORGANOCLORADOS;
LODOS ACEITCSOS; LODOS PROVENIENTES DE GALVANOPLASTIA; LODOS PROVENIENTES DE PROCESOS DE
PINTURAS; LODOS PROVENIENTES DE TEMPLADO DE METALES; LODOS PROVENIENTES DE AGUAS DE PRCCESC;
LODOS PROVENIENTES DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS: SOLIDOS TELAS, PIELES, SUELO, SUBSUELO, CARTON,
BLASTICGS, HILO © ALGODON |IMPREGNADAS CON MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS; SCOLIDOS DE
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ; SOLIDOS CON METALES PESADOS; SOLIDOS TORTAS DE F”ILTRADO SUSTANCIAS
CORROSIVAS ACIDAS; SUSTANCIAS CORROSIVAS ALCALIS; PRODUCTOS USADOS, CADUCOS, FUERA DE
ESPECIFICACION O RETIRADOS DEL COMERCIO Y QUE SE DESECHEN; LOS DERIVADOS DE LA MEZCLA DE RESIDUOS
PELIGROSOS CON OTROS RESIDUOS; LOS PROVENIENTES DEL TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIGN
FINAL DE RESIDUOS PELICRCSOS Y AQUELLOS EQUIPOS ¥ CONSTRUCCIONES QUE HUBIESEN ESTADC EN
CONTACTO CON RESIDUOS PELIGROSOS Y SEAN DESECHADOS; LA MEZCLA DE SUELOS CON RESIDUGS PELIGROSOS;
LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE ENCUENTREN MEZCLADOS CON LODOS DERIVADOS DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO; LOS RESIDUQS PELIGROSOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES DE DRAGADG PARA LA
CONSTRUCCION Y EL MANTENIMIENTO DE PUERTOS, DARSENAS, RIOS, CANALES, PRESAS Y DRENAJES; EMBALAJIES
CONTAMINADOS; SUELOS CONTAMINADOS; LIQUIDO ACUOSCO CORROSIVO; SOLIDO CORROSIVG; LIQUIDO NO
ACUOSO CORROSIVO; LIQUIDG REACTIVC; SOLIDO REACTIVO; RESIDUGS TOXICO AMBIENTALES: LIQUIDC © UNA
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MEZCLA DE LfQUIDOS QUE CONTIENEN SOLIDOS EN SOLUCION O SUSPENS!ON INFLAMABLES; SOLIDOS
INFLAMABLES; LOS ENVASES O EMBALAJES QUE CONTUVIERON RESIDUOS PELIGROSOS v QUE NO SEAN
REUTILIZADOS CON EL MISMC FIN NI PARA EL MISMO TIPO DE RESIDUO; LOS ENVASES Y EMBALAJES QUE
CONTUVIERON MATERIALES PELICROSOS ¥ QUE NO SEAN UTILIZADOS CON EL MISMO FIN ¥ PARA EL MISMO
MATERIAL; ENVASES VACIOS QUE CONTUVIERON MATERIA LES PELIGROSOS; PILAS. © BATERIAS; CATALIZADORES
GASTADCS; CARBON ACTIVADO DE LA PRODUCCION DE FARMOQUIMICOS v MEDICAMENTOS; MEDICAMENTOS
FUERA DE ESPECIFICACION O CADUCQOS; RESIDUOS DE LA PRODUCCION DE FARMAQUIMICOS ¥ MEDICAMENTOS
QUE CONTENGAN CONTITUYENTES TOXICOS; ACUMULADORES DE VEHICULOS AUTOMOTORES CONTENIENDO
PLOMO Y BATERIAS ELECTRICAS A BASE DE MERCURIO O DE NIQUEL-CADMIO; para el almacén ubicado en
Avenida Independencia s/n, Barric de Santiago, Tezoyuca, C.P. 56000, Estado de México, con capacidad
anual para el almacenamiento de 5,000 (cinco mil) toneladas, en una superficie de 1,492 m? (mil
cuatrocientos noventa y dos metros cuadrados).

Condicionante 07- La presente Autorizacidn ampara el acopic de residuos peligrosos listados en la
Ceondicionante 6, con excepcidn de los que provengan de las actlividades del Sector Hidrocarburos,
conforme se establece en el articulo 3, fraccién Xl de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial v
de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. X

Condicionante 08.- El C. CARLOS OSWALDO ROMERO HERNANDEZ, debe verificar gue los Residuos
Peligrosos que reciba para ser resguardados en el Centro de Acopio autorizado, no rebasen el periodo de
seis meses desde su generacidon hasta que sean tratados, aprovechados, reciclados o dispuestos,
establecido por los Articulos 56 de I Ley General para la Prevencién y Gestién Integral de los Residuos. No
cbstante, podrd solicitar prérroga adicional a dicho plazo de conformidad con el articule 65 de su
Reglamento, para lo cual debera ohservar las fechas inscritas en los manifiestos correspondientes.

Condicionante 09.- £| C. CARLOS OSWALDO ROMERO HERNANDEZ, debe observar medidas para preveniry
responder de manera segura y ambientaimente adecuadz a posibles fugas, derrames o liberacidn al
armbiente de sus contenidos que posean propiedades peligrosas, por lo que deberd contar con un plan de
contingencias y el equipo necesaric para atender cualquier emergencia ocurrida en el Centro de Acopio,
debidarmente firmado vy actualizado.

Condicionante 10.- El C. CARLOS OSWALDO ROMERO HERNANDEZ, deberd contar con un programa de
capacitacién en el cual deberd participar todo ef personal gue intervenga en el manegjc de residucs
peligrosos. Asimismo, debe mantener ai persona! capacitado para operar eficientemente &l Centro de
Acopio de Residuos Peligroscs. :

Condicionante 1.- El C. CARLOS QOSWALDO. ROMERO HERNANDEZ, debe realizar dentro del periodo
comprendido entre el 1 de marzo al 30 de junio de cadz afo, el reporte de la Cédula de Operacién Anual
(COA) sobre los residuos peligrosos gue hubiese recibido para acopio del 1 de enero al 31 de diciembre del
afio inmediato anterior, de conformidad con Io establecide en los articulos 72 y73 del Reglamento de la Ley
General para la Prevencion y Gestién Integral de los Residuos, dicha Cédula debers ser entregada en el
formate y disposiciones legales que para tal efecto establezcs esta Secretaria.

Condicionante 12- El C. CARLOS OSWALDO ROMERO HERNANDEZ, debe observar que las areas de
almacenamiento cumplan con las condiciones establecidas en los articulos 82 y 83 del Reglamento de la
Ley General para la Prevencién y GCestién Integral de los Residuos, reiterando que en caso de
incompatibilidad de los residuos peligrosos debe tomar las medidas necesarias para evitar que se mezclen
entre si o con otros materiales o residuos.

Condicionante 13.- E| C. CARLOS OSWALDO ROMERO HERNANDEZ, debe cumplir con o digpuesto en el
articulo 68 del Reglamento de [a Ley General para la Prevencion y Gestién Integra[ de lo_s Residuos, c_uando
se pretenda [levar a caboe el cierre de la instzlacién del Centro de Acopio de Residuos Peligrosos autorizado.
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Condicionante 14.- El C. CARLOS OSWALDO ROMERO HERNANDEZ, no debe realizar algdn tipo de
tratamiento que modifigue la peligrosidad de los residuocs peligrosos recibidos para su almacenamiento,
&n tanto no cuente con lz autorizacién correspondiente emitida por esta Secretaria.

Condicienante 15- Ei C. CARLOS OSWALDO ROMERO HERNANDEZ, no debe almacenar residuos no
peligrosos dentro de las instalaciones destinadas para el Centro de Acopio de Residuocs Peligrosos v no
debe rebasar la capacidad de almacsn autorizada.

Condicionante 16.- E| C. CARLOS OSWALDO ROM ERO HERNANDEZ, deberd mantener vigente la pdliza de
Seguros qgue ampare y de certeza sobre [a reparacion de dafios que se pudieran causar por la generacién y
manejo de residuos peligrosos, durante Ja prestacién de servicios de Acopio, asi come al término de dicha

actividad, que incluya los dafios por la contaminacion ¥y remediaciéh del sitic.

En caso de presentarse algun siniestro que represente una contingencia, el C. CARLOS OSWALDO ROMERQO
HERNANDEZ, debera reparar, compensar y mitigar el dafic ambiental que se oceasione, de conformidad con lo
estipulado en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

La presente Autorizacidn se emite en apego al principio de buana fe al que se refiere el articulo 13 de la Ley
Federzl de Procedimiento Administrative, tomando por veridica la informacién presentada por el C. CARLOS
OSWALDO ROMERO HERNANDEZ a través de su Representante Legal. En caso de existir falsedad en la
informacién la promovente se hard acreedor de las sanciones correspondientes de acuerdo al Cédigo Peanal
Federal. )

El incumplimiento a cualquiera de los términos y condicionantes establecidas en la presente Autorizacién, asi
cemo la ocurrencia de eventos que den origen a un procedimiento administrativo contra e C. CARLOS
OSWALDO ROMERO HERNANDEZ, ¥ cuyo resultedo sea lo sefialade en el articule T12 fraccién ili de la Ley
General para la Prevencién y Gestidn Intagral de los Residuocs, serd causa del inicio del Procedimiento
Administrative de revocacion de [a presente Autorizacidn. :

ING. ANTONIO REYNA CABRERZRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Con fundamento en lo dispuesto en ¥IREGIERSSS SEIDRLESransitorio del
Reglamanto Interior de Ia Secretaria de MediESTADBME WMRePsos Naturales, en
suplencia por ausencia definitiva del Titular de Iz Oficina de Representacién de la
SEMARNAT en el Estacio de México, previa designacidn, firma el C. Antenie Reyna
Cabrera, Subdelegado de Gestidn para la Proteccion Amblental v Recursos
Naturales,

c.c.e.p- Arturo Gavilan Garcia.- Director General de Gestion Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la SEMARNAT.
Ing. Federico Ontlz Fiores.- Encargade del Despachc de {a Oficing de Representacion de Proteccion Ambiental de la
Procuraduria Federal de Proteccidn al Ambiente en ef Estado de México.
Expediente
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